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文章摘要：

利用阴极极化曲线、电化学交流阻抗图谱、微分电容曲线对含有机物的镀Ｃｒ
添加剂进行了研究. 提出了添加剂在阴极表面形成一种（Ｒ（ＯＨ）ｎ•Ｃｒ
ＯＨ•ＣｒＯ４＋Ｃｒ（ＯＨ）３•ＣｒＯＨ•ＣｒＯ４）（Ｒ代表有机物）荷
正电的混合阴极胶体膜, 较好地解释了添加剂对阴极析Ｃｒ的去极化作用, 以
及溶液反应电阻增高、微分电容下降、析氢电流降低等现象. 通过对镀层进行
表层及深层的ＸＰＳ分析, 证实了上述假设.
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